
2014年度・第38回学術講演会・セッション一覧

2日（火）

A　会場

D203

256席

B　会場

D205

256席

C　会場

D201

150席

D　会場

D202

150席

E　会場

D311

110席

F　会場

D308

110席

3日（水）

A　会場

D203

256席

B　会場

D205

256席

C　会場

D201

150席

D　会場

D202

150席

E　会場

D311

110席

F　会場

D308

110席

最新版はhttp://www.magnetics.jp/kouenkai/2014/program.htmlをご確認ください

パワーマグネティックス　Ⅰ

9：15～10：30

本田　崇（九工大）

パワーマグネティックス　Ⅱ

10：45～12：00

山田外史（金沢大）

13：00～14：30

パワーマグネティックス　Ⅲ

田倉哲也（東北工大）

細線・ナノ構造　Ⅰ

9：30～10：30

細糸信好（奈良先端大）

細線・ナノ構造　Ⅱ

10：45～11：45

中川茂樹（東工大）

薄膜　Ⅰ

13：00～14：30

長浜太郎（北大）

懇親会
18：00～

希土類磁石　Ⅲ

9：15～10：30

岡本 聡（東北大）

希土類磁石　Ⅳ

10：45～12：00

竹澤昌晃（九工大）

希土類磁石　Ⅴ

13：00～14：30

広沢　哲（物材機構）

高周波デバイス　Ⅰ

9：30～10：45

枦　修一郎（東北大）

高周波デバイス　Ⅱ

11：00～12：00

薮上　信（東北学院大）

磁気計測

13：15～14：30

遠藤　恭（東北大）

9/3（水）

13:00-18:00

マイクロ波アシスト記録

10：00～11：00

加藤剛志（名大）

熱アシスト記録

11：15～12：30

杉山敦史（早大）

ビットパターンド媒体

13：30～14：30

本多直樹（東北工大）

9:00-12:00

磁場解析

9：45～10：45

医療技術　Ⅰ

15：45～17：00

非接触給電

11：00～12：00

笹田一郎（九大）

磁気シールド・
生体磁気計測

13：00～14：00

笹山瑛由（九大）

医療磁気ビーズ

14：15～15：30

中川　貴（阪大） 北本仁孝（東工大）佐藤敏郎（信州大）

スピントルク

15：45～16：45

深見俊輔（東北大）

小川智之（東北大）

微粒子・グラニュラー　Ⅱ

14：45～15：45

ﾊﾞﾗﾁｬﾝﾄﾞﾗﾝ・ｼﾞｬﾔﾃﾞﾜﾝ（滋賀県立大）

成膜微細加工技術

16：00～17：15

神保睦子（大同大）

ホイスラー薄膜

11：00～12：00

桜庭裕弥（物材機構）

スピン流

13：00～14：00

葛西伸哉（物材機構）

スピン波・高速応答

14：15～15：30

山田啓介（電通大）

15：15～17：15

M. Matsuura (Tohoku Univ.)K. Ozaki (AIST)

磁気光学　Ⅰ

15：00～16：15

山口明啓（兵庫県立大）

磁気光学　Ⅱ

16：30～17：45

中川活二（日大）

ハイブリッド記録媒体　Ⅰ

14：30～15：45

神邊哲也（昭和電工ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ）

13:00-18:00

9/2（火）

ハイブリッド記録媒体　Ⅱ

16：00～17：15

大竹　充（中央大）

希土類磁石　Ⅰ

磁気記録媒体

　13：00～14：15

塚本　新（日大）

希土類磁石　Ⅱ
Symposium"Frontier of permanent magnetic materials for energy-efficient motors"

-MSJ, MagHEM and ESICMM joint symposium-

13：00～14：30

H. Takagi (Toyohashi Univ. Tech.) 表彰式ならびに特別講演
会場：慶應義塾大学（日吉キャンパス）

表彰式：　14：45－15：45

特別講演会：　15：45－17：00

講師：　清水 浩先生（慶應義塾大学）

「電気自動車における日本磁気学会の将来」

10：00～12:00

H. Awano (Toyota Tech. Inst.)

Symposium "Spin manipulation using light"

9:00-12:00

ソフト磁性材料Ⅰ
（フェライト・高周波）

9：00～10：15

田口　仁（TDK）

ソフト磁性材料Ⅱ
（金属系）

10：30～12：00

大沼繁弘（電磁研）

微粒子・グラニュラー　Ⅰ

13：30～14：30

材料評価

10：45～12：00

劉　小晰（信州大）

マルチフェロイック
・シミュレーション

13：30～14：45

高木宏幸（豊橋技科大）

9：15～10：30

後藤龍太（東北大）

10：45～12：00

加藤宏朗（山形大）

13：30～15：00

スピントロニクス薄膜

9：45～10：45

水上成美（東北大）



4日（木）

A　会場

D203

256席

B　会場

D205

256席

C　会場

D201

150席

D　会場 ＭＴＪ
D202 17：00～17：45

15：45～16：45 谷川博信
150席 介川裕章（物材機構） （ルネサス）
E　会場

D311

110席

F　会場

D308

110席

5日（金）

A　会場

D203

256席

B　会場

D205

256席

C　会場

D201

150席

D　会場

D202

150席

E　会場

D311

110席

F　会場

D308

110席

最新版はhttp://www.magnetics.jp/kouenkai/2014/program.htmlをご確認ください

Y. Saito (Toshiba)T. Ono (Kyoto Univ.)

表面・界面磁性

センサⅠ

9：15～10：30

石井　修（山形大）

センサⅡ

10：45～12：00

内山　剛（名大）

9：30～10：45

野崎友大（東北大）

交換結合

11：00～12：15

白土　優（阪大）

10：00～11：15

佐橋政司（東北大）

磁気異方性・磁歪　Ⅰ

9:00 ～10：30

喜多英治（筑波大）

磁気異方性・磁歪　Ⅱ

10：45～12：15

安居院あかね（原子力機構）

磁石材料・プロセス

9：00～10:00 10:15～11:45

9：00～10：30

間宮広明（物材機構）

ハイパーサーミア

10：45～12：15

吉田　敬（九大）

Symposium "Creation of novel materials and new analytical system using
external magnetic field"

14：15～15：45 16：00～17：30

R. Aogaki (Politechnic Univ.) M. Tanaka (AIST)

9：00～10：15

安川雪子（千葉工大）

薄膜　Ⅲ

10：30～12：00

新宅一彦（AIT）

薄膜　Ⅳ

14：15～15：45

斉藤　伸（東北大）

医療技術　Ⅱ

H. Fukunaga (Nagasaki Univ.) Y. Kaneko (TOYOTA Central R&D Labs.)

Symposium "Energy magnetics improving motor
efficiency"

磁化機構・磁区

14：15～16：00

神原陽一（慶大）

K. Ohmori (JABM) K. Fujisaki (Toyota Tech. Inst.)

磁気秩序

16：15～18：00

山口克彦（福島大）

14：15～15：45

磁気力顕微鏡　Ⅰ

14：30～16：00

野村　光（阪大）

磁気力顕微鏡　Ⅱ

16：15～17：45

菊池伸明（東北大）

16：00～17：45

9/4（木）

9:00-12:00 13:00-18:00

磁気ヘッド

9：30～10：30

杉田龍二（茨城大）

磁気記録シミュレーション

10：45～11：45

サイモン・グリ-ブス（東北大）

文化勲章ならびに
 ベンジャミン・フランクリン・

メダル受章記念講演
岩崎俊一先生

13：00～14：00

Ａ会場（Ｄ203）

Symposium "Energy magnetics improving motor
efficiency"

9：00～10：00 10:15～12：15

ＭＲＡＭ

9/5（金）

9:00-12:00 13:00-18:00

Symposium "Nano spin conversion science"

薄膜　Ⅴ

16：00～17：30

石尾俊二（秋田大）

半導体スピン注入

9：30～11：00

落合隆夫（東芝）

ＡＭＲ

11：15～12：00

窪田崇秀（東北大）

ホイスラー素子

14：15～15：30

高村陽太（東工大）

薄膜　Ⅱ
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賛助会員　名簿　（50音順）

愛知製鋼（株）
アルプス電気（株）
インターメタリックス（株）
（株）HGSTジャパン
NECトーキン（株）
LG Electronics
（株）エルフ
オリンパス（株）
（独）科学技術振興機構
キヤノン（株）
キヤノンアネルバ（株）
キヤノン電子（株）
喬智電子股有限公司
Crimson Interactive Pvt., Ltd.
国立印刷局研究所
昭和電工エレクトロニクス（株）
信越化学工業（株）
新日鐵住金（株）
住友金属鉱山（株）
ソニー（株）
大同特殊鋼（株）
（株）ダイヘン
タカノ（株）
田中貴金属工業（株）
（株）玉川製作所

TAILWIND INDUSTRIAL HOLDING 
CO., LTD.
デクセリアルズ（株）
TDK（株）
（株）東栄科学産業
東英工業（株）
東京工業大学附属図書館
東光（株）　埼玉事業所
（株）東芝
（株）東設
東ソー（株）
東北電力（株）
東北特殊鋼（株）
（株）東陽テクニカ
DOWAエレクトロニクス（株）
戸田工業（株）
特許庁
トヨタ自動車（株）
（株）豊田中央研究所
日亜化学工業（株）
日本カンタム・デザイン（株）
日本ケミコン（株）
（独）日本原子力研究開発機構
日本電気（株）
日本放送協会

（株）二六製作所
ネオアーク（株）
パナソニック（株）
浜松光電（株）
日立金属（株）磁性材料カンパニー
日立金属（株）
（株）日立製作所
日立マクセル（株）　開発本部
富士電機（株）
富士フイルム（株）
(独 )物質・材料研究機構
Prolific Technology Inc.
（株）マキタ
（株）マグネスケール
マグネデザイン（株）
（株）マコメ研究所
三菱電機（株）
三菱マテリアル（株）
ミツミ電機（株）
ミネベア（株）
（株）村田製作所
（株）リガク
理研電子（株）
（株）リコー
凌和電子（株）
 （2014.7.8現在）














	program2_session_jp-org
	member
	05
	06
	01
	02
	03
	04

